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История развития оптических покрытий насчитьгоает не

сколько десятков лет. Однако актуальность их разработки в 
настоящее время не уменьшается. На современном этапе про
слеживается тенденция формирования оптических покрытий 
не только с необходимыми оптическими характеристиками, 
но в: с высокими эксплуатационными параметрами: стойко
стью к лазерному излучению, к деградации под действием 
внешних условий эксплуатации и временной стабильностью.

Самыми стойкими и стабильными материалами являются 
туго:плавкие оксиды и полупроводники, в частности аморф
ный кремний. В последние годы достигнуты значительные 
успехи в разработке методов получения покрытий из таких 
материалов по тонкопленочной технологии. Наряду с тради
ционными методами термического резистивного испарения 
широкое распространение получил метод электроннолучевого 
испарения, позволяющий получать пленки и покрытия на ос
нове тугоплавких оксидов металлов и полупроводников.

Однослойные и многослойные покрытия, наносимые на по
верхности оптических деталей и электронных элементов, в 
основном микросхем классифицируются по типам и видам в 
зависимости от назначения, способа нанесения слоев и плен
кообразующих материалов.
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Таблица 1 -  Способы нанесения отдельных слоев покрілтйй

Способ нанесения слоя Условное
обозначс5Ние

Резистивным испарением и
Электронно-лучевым испарением иэ
Реаіггнюным электронно-лучевым испарением в ат- иэ„

мосфере кислорода
Ионно-плазменным распылением ип
Реактивным ионно-плазменным распылением в ат ИПо

мосфере кислорода
Ионно-плазмен(Щ[м высокочастотным распылением ипв
Реактивным ионно-плазменным высокочастотным

распылением в атмосфере кислорода ИПВо
Химическим из раствора р
Травлением т
Электролизом Е
Обработкой с нагревом в расплаве Н

Основой любого покрытия являются пленкообразующие 
материалы, которые применяются как в чистом виде, так и в 
виде композиций или соединений. Практически используемое 
их количество более сотни.

Тип покрытия Условный графический знак

1 2
1 .Зеркальные: внешние и 

внутренние О  о

2. Светоделительные е

3. Просветляюшрие
О

4. Защитные прозрачные
©

5. Фильтрующие ( I

---------------

6. Электропроводящие 0
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7. Поляризующие

___________1

О
в.Светопоглощающие
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Для фильтроэлементов систем очистки различного профиля 
в настоящее время предлагается и используется пшрокая гам
ма материалов. Однако большое разнообразие имеющихся ма
териалов и конструкций не решают всех задач, поставленных 
постоянно развивающейся промышленностью. Особенно ак
туален поиск новых материалов фильтрующих элементов, 
имеющих высокую прочность. Для упрочнения крупнопори
стых алюмосиликатных материалов представляется перспек
тивным использование фосфатных связок, которые широко 
применяются при производстве различных материалов для 
придания им высокой механической прочности и термической 
стойкости. В пользу правильности выбора направления иссле
дований может свидетельствовать кристаллохимическое срод
ство алюмофосфатов и силикатов.

В качестве исходных компонентов шихты использовалось 
алюмосиликатный порошок с размером частиц 630-200 мкм, 
полученный дроблением фарфорового боя, каолиновое сырье и 
порообразователь. Предпосылкой для выбора отходов фарфо
рового производства в качестве основного компонента сырья 
при производстве пористой керамики послужила его сравни
тельная дешевизна, доступность и стабильность состава. Фор
мование образцов проводили на установке радиального прес
сования УРП 02.00, спекание -  в электропечи для спекания 
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